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(57) Abstract: The invention concerns a method for improving the UV radiation stability of a photosensitve sunscreen filter, which 
consists in incorporating said filt^ in a substance produced by sol-gel process from at least a silicon alkoxide and at least a surfactant 
Hie invention also concerns a photostable substance comfnising in combination a sunscreen filler and a lig^t stabilizing substance 
produced by sol-gel process containing at least a silicon alkoxide and at least a non-ionic surfactant, and a cosmetic and/or dennato- 
logical composition comprising in a cosmetically and/or demiatologically acc^table su^)pQrt, an e^deal amount of a photostable 
substance. Said cosmetic and/or dermatological composition is paiticulatiy designed to protect the skin and/or keratinous materials, 
against ultraviolet radiation. 

(57) Abr6ge: L* invention conceme un proc^ pour am^oier la stability vis-i-vis du rayonnement UV d'un filltre solaire photo- 
sensible, comprenant T incorporation dudit filtre k un matdriau ^bor^ par voie sol-gel h paitir d'au moins un alcoxyde de silicium 
et d*au moins un tensiOactif. Elle vise aussi un mat^au photostable qui comptend 1* association d'un filtre solaire photosensible 
et d^un matdnau photostabilisant ^labor^ par voie sol-gel incluant au moins un alcoxyde de silicium et au moins un tensioactif non 
ionique, ainsi qu^une composition cosm^que et/ou dermatologique con^>renant dans un sii^^rt cosm^tiquement et/ou dermato- 
logiquement acceptable, une quantity efficace d*un matdriau photostable. Cette composition cosmi^tique et/ou dermatologique est 
destine piindpalement k la protection de la peau et/ou des mati&res k^tiniques contre le rayonnement ultraviolet 
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PROCEDE POUR AMELIORER LA STABILITE VIS-A-VIS 
DU RAYONNEMENT UV DE FILTRES SOLAIRES PHOTO- 

SENSIBLES. 



La presente invention conceme un proc6de pour ameliorer la sta- 
bilite vis-a-vis du rayonnement UV d'un filtre solaire sensible au rayonne- 
ment UV. Elle conceme aussi un materiau photostable ainsi qu'une com- 
position cosmetique et/ou dermatologique contenant un tel mat6riau. 
5 On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde 

comprises entre 280 nm et 400 nm permettent le brunissement de 
r^piderme humain et que les rayons de longueurs d'onde comprises entre 
280 lun et 320 nm, connues sous la denomination d'UV-B, provoquent des 
eryth^mes et des brfllures cutan^es qui peuvent nuire au d6veloppement du 
10 bronzage naturel ; ce rayonnement UV-B doit done Stre filtre. 

On sait egalement que les rayons UV-A, de longueurs d'onde 
comprises entre 320 et 400 nm, qui provoquent le brunissement de la peau, 
sont susceptibles d'induire une alteration de celle-ci, notanmient dans le 
cas d'une peau sensible ou d'une peau continuellement exposee au 

15 rayonnement solaire. Les rayons UV-A sont plus penetrants que les UV-B 
et provoquent en particulier une perte d'eiasticite de la peau et I'apparition 
de rides conduisant k un vieillissement premature. lis favorisent le 
declenchement de la reaction erythemateuse ou amplifient cette reaction 
chez certains sujets et peuvent meme etre a Torigine de reactions 

20 phototoxiques ou photoallergiques. II est done souhaitable de filtrer aussi 
le rayonnement UV-A. 

Ainsi, dans le but d'assurer une protection de la peau et des ma- 
tieres keratiniques contre le rayonnement U V, on utilise generalement des 
compositions smtisolaires comprenant des filtres actifs dans TUV-A et des 

25 filtres actifs dans FUV-B. 
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Dans cette optique, une famille bien connue de filtres actifs dans 
rUV-A et particulierement interessante est constitu6e par les derives du 
dibenzoylmethane et notamment, le 4-t-butyl-4 -mdthoxydibenzoylm^- 
thane commercialise par la societe HOFFMANN-L AROCHE sous la d6no- 
5 mination "PARSOL® 1789". De meme, une fanaille de filtres actifs dans 
rUV-B particulierement interessante est actuellement constituee par les 
derives de Tacide cinnamique, et notamment le p-cinnamate de 2-6thyl- 
hexyle commercialise par la societe HOFFMANN-LAROCHE sous la de- 
nomination "PARS OL® MCX". 

10 Or, les filtres solaires tels que le Parsol® 1789 et le Parsol® 

MCX, presentent un probleme majeur de sensibilite au rayonnement UV. 
En effet, il se trouve que les d6riv6s du dibenzoylmethane sont des pro- 
duits relativement sensibles au rayonnement ultraviolet- lis presenteint 
une fScheuse tendance a se degrader plus ou moins rapidement sous Tac- 

15 tion de ces demiers- Ainsi, cette sensibilite photochimique des derives 
du dibenzoylmethane face au rayonnement ultraviolet auquel ils sont par 
nature destines k Stre soumis, ne permet pas de garantir une protection 
constante durant une exposition solEiire prolong6e, de sorte que, de fagon 
contraignante, des applications r6pet6es k intervalles de temps reguliers 

20 et rapproch6s doivent Stre effectu6es par I'utilisateur pour obtenir une 
protection efficace de la peau contre le rayonnement UV. II en va de meme 
pour les derives de Tacide cinnamique. 

Par consequent, on a cherche k r^duire la sensibilite au rayonne- 
ment UV de ces filtres (designfis dans la suite du present document par fil- 

25 tres photosensibles), mais on se heurte alors a de nombreux problemes de 
fomiulation. Par exemple, un filtre photosensible particulier peut ne pas 
etre formulable avec certains autres produits actifs, necessitant a chaque 
fois le developpement d'une nouvelle formulation. De meme, un filtre 
photosensible peut ne pas etre formulable avec certains autres filtres, par 

30 exemple, le Parsol® 1789 (filtre UV-A) et le Parsol® MCX (filtre UV-B). 
Par ailleurs, ces filtres solaires photosensibles ont un effet protecteur 
necessairement limit6 dans le temps et pour compenser leur sensibilite au 
rayonnement UV, il faut en inclure des quantites importantes dans les for- 
mulations sans que cela suffise pour autant a resoudre le probleme. 

35 Ce probleme de sensibilite au rayonnement UV de filtres so- 
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laires est bien connu de rhomme de metier. En particulier, la demande de 
brevet PCT num6ro WO 98/31333 divulgue llncorporation d'un filtre 
solaire dans un materiau elabore par voie sol-gel, mais celle-ci pr6sente 
les inconv6nients majeurs suivants. L'inclusion du filtre en quantity effi- 
cace dans un mat6riau tel qu'il est decrit dans ce document, entraine des 
incompatibilit6s importantes sur le plan de la stabilite vis-a-vis du rayon- 
nement UV. 

La Demanderesse a trouve de faqon surprenante qu'en associant 
un filtre solaire photosensible a un materiau elabore par voie sol-gel com- 
prenant au moins un alcoxyde de silicium et au moins un tensioactif, on 
obtenait un materiau ayant une stabilite amelioree vis-^-vis du rayonne- 
ment UV. Le materiau photostable et les compositions cosmetiques et/ou 
dermatologiques qui comprennent une quantite efficace de ce materiau 
sont filmifiables avec un toucher agreable et presentent une trhs bonne re- 
manence a Teau, pure ou saline, et aux huiles cosmetiques polaires et apo- 
laires. 

La presente invention a done pour objet un procede pour amelio- 
rer la stabilite vis-k-vis du rayonnement UV d'un filtre photosensible, qui 
comprend Tincoporation du filtre dans un materiau 61abor6 par voie sol- 
gel a partir d'au moins un alcoxyde de silicium et d'au moins un tensioac- 
tif. 

Un autre objet consiste en un mat6riau photostable comprenant 
un filtre photosensible associe a un matdriau photostabilisant 61abor6 par 
voie sol-gel a partir d'au moins un alcoxyde de silicium et d'au moins un 
tensioactif. 

La presente invention a encore pour objet une composition 
cosmetique et/ou dermatologique comprenant une quantite efficace d'un 
materiau photostable selon I'invention. 

D'autres caracteristiques, aspects et avantages de Tinvention ap- 
paraitront encore plus clairement k la lecture de la description et des di- 
vers exemples qui suivent. 

Selon la presente invention, le procede pour ameliorer la stabili- 
ty vis-i-vis du rayonnement UV d'un filtre solaire photosensible, com- 
prend rincorporation dudit filtre dans un materiau 61abore par voie sol-gel 
incluant : 
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(a) au moins un alcoxyde de silicium choisi parmi ceux repon- 
dant k Tune des formules suivantes : 

Si(ORi)4 (I) 
R-Si(ORi)3 (II) 
5 (RlO)3-Si-R"-Si(ORi)3 (III) 

R-Si(ORi)2 (IV) 
R' 

dans lesquelles : 

Rj represente un groupe alkyle lin6aire ou ramifie, en Cj.3o, de preference 
10 en Ci.6 ; 

R et K\ ind6pendanunent Tun de Tautre. representent un groupe alkyle li- 
n€aire ou ramifi6, un groupe cycloalkyle, un groupe aryle substitue ou 
non, lesdits groupes R et R' pouvant comporter en plus un groupe cosmeti- 
quement ou dermatologiquement actif ; 
15 R" repr6sente un groupe alkylfene lin^aire ou ramifi6, un groupe cycloal- 
kylfene, un groupe arylfene substitu6 ou non, ledit groupe R" pouvant com- 
porter en plus un groupe cosm^tiquement ou dermatologiquement actif ; 

(b) au moins un solvant. 

(c) au moins un tensioactif et 
20 (d) de Teau. 

Parmi les groupes cosm6tiquement ou dermatologiquement ac- 
tifs qui peuvent etre portes par les groupes R, R* et R" , on peut mention- 
ner, par exemple, un groupe colorant, un groupe photochromique, un 
groupe favorisant Tadherence sur les matieres keratiniques comma des 

25 groupes de type phoshates, phosphonates, acide phosphonique, amide, 
urethanne, ureido, hydroxy, carboxy, thiol, acide amin6 ou polypeptide, 
un groupe anti-radicaux libres ou un groupe porteur de vitamine. 

Parmi les alcoxydes de silicium definis ci-dessus, on prefere tout 
particulierement le tetraethoxysilane et le methyltriethoxysilane. 

30 Les tensioactifs pouvant 8tre utilises dans la presente invention 

sent tous les composes chimiquement compatibles avec Talcoxyde de sili- 
cium, le solvant et le filtre solaire photosensible. 

De preference, le tensioactif est un tensioactif non-ionique ge- 
neralement choisi parmi les alcools, les alkylph6nols ou les acides gras 

35 polyethoxyles, polypropoxyl6s ou polyglyceroles, k chaine grasse 
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comportant de 6 ^ 32 atomes de carbone, de preference de 8 ^ 18 atomes de 
carbone, le nombre de groupements oxyde d'ethylene ou oxyde de 
propylene etant compris entre 2 et 100, de preference entre 2 et 50 et le 
nombre de groupements glycerol etant compris entre 2 et 30. 

On peut egalement citer comme tensioactif non-ionique, les 
copolymeres d'oxydes d'^thylfene et de propylene; les condensats 
d'oxydes d'6thylfene et de propylene sur des alcools gras ; les amides gras 
polyethoxyles ayant de pr6f6rence 2 ^ 30 moles d'oxyde d'ethylene ; les 
amides gras polyglyc6rol6s comportant de pr6f6rence 1^5 groupements 
glycerol et en particulier 1,5 a 4 ; les amines grasses polyethoxyl6es ayant 
de preference 2 k 30 moles d'oxyde d'6thylene ; les esters d'acides gras du 
sorbitanne 6thoxyl6s avec 2 k 30 moles d'oxyde d'ethyl&ne ; les esters 
d'acide gras de sucrose, les esters d'acides gras du polyethyleneglycol, les 
alkylpolyglucosides, les derives carbamates ou amides de N-alkylgluca- 
n:iines, les aldobionamides, les oxydes d'amines tels que les oxydes 
d'alkylamines ou de N-acylamidopropyl-morpholine. 

Parmi les tensioactif s mentioimes ci-dessus, on pr6fere utiliser 
tout particuliferement un 4-(l,l,3,3-t6tramethylbutyl)phenol polyethoxy- 
le. Ce dernier est commercialise sous le nom de Triton® XI 00 chez Rohm 
& Haas. 

La quantite de tensioactif utilise dans la presente invention de- 
pendra de sa solubilite dans le melange alcoxyde/solvant/eau. Le rapport 
en poids du tensioactif k Talcoxyde de silicium varie generalement de 
0,01 % a 99 %, de preference de 1 % ^ 60 %. 

Parmi les filtres solaires photosensibles utilisables selon Tin- 
vention, on peut citer les derives du dibenzoylmethane et les derives de 
Facide cinnamique. Parmi les derives du dibenzoylmethane, on peut men- 
tionner sans s'y limiter : 

- le 2-methyldibenzoylmethane, 

- le 4-methyldibenzoylmethane, 

- le 4-isopropyldibenzoylmethane, 

- le 4-tert-butyldibenzoylmethane, 

- le 2,4-dimethyldibenzoylm6thane, 

- le 2,5-dim6thyldibenzoylmethane, 

- le 4,4'-diisopropyldibenzoylmethane, 
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- le 4,4 -dimethoxydibenzoylm^thane, 

- le 4-tert-butyl-4 -m6thoxydibenzoylm6thane, 

- le 2-m6thyl-5-isopropyl-4-inethoxydiben2oylm6thane. 

- le 2-methyl-5-tert-butyl-4-methoxydiben2oylm6thane, 
5 - le 2,4-dim6thyl-4'-methoxydibenzoylmethane, 

le 2,6-dimethyl-4-tert-butyl-4'-m6thoxydiben2oylm6thane, 
Parmi les derives du dibenzoylm6thane mentionn6s ci-dessus, 
on pr6ffere tout particuli&rement selon la pr6sente invention, le 4-tert-bu- 
tyl-4'-ni6thoxydibenzoylm6thane disponible dans le commerce sous la 
10 denomination PARSOL® 1789 auprfes de la societe HOFFMANN-LARO- 
CHE. 

Conune autre filtre photosensible, on peut utiliser des derives de 
I'acide ciimamique choisis parxni ceux repondant k la formule g^nerale 
suivante : 

15 



20 




25 dans laquelle : 
A represente : 

- un groupe OR^, R^ etant choisi parmi un atome d'hydrogene, un 
groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en Cj-C^g, lineaire, ramifie 
ou cyclique, sature ou insature, un sel de m6tal alcalin ou alcalino-terreux, 

30 un ion anunonium, 
ou 

- un groupe NHR"^, R"^ etant choisi parmi un atome d'hydrogfene, 
un groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en Cj-Cjg, lineaire, rami- 
fi6 ou cyclique, satur6 ou insatur^ ; 

35 R^ represente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en C j -Cg, de prefSren- 
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ce m6thoxy, un groupe alkyle en Cj-C|g, lineaire, ramifie ou cyclique, sa- 
ture ou insatur6; 

R2 repr6sente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en CpCg, de pref6ren- 
ce mfithoxy. 

5 De preference, le filtre photosensible de cette famille est le p- 

cinnamate de 2-6thylhexyle que Ton trouve dans le commerce sous la de- 
nomination de "PARSOL®MCX" delasoci^tdHOFFMANN-LAROCHE. 

Le filtre solaire photosensible est present dans le sol en une 
quantity allant de 0,1 % en poids jusqu'k sa limite de solubilit6 dans le sol, 
10 le pourcentage 6tant exprime par rapport au poids de I'alcoxyde de sili- 
cium. De preference, le filtre solaire photosensible est present en une 
quantit6 allant de 0,1 % en poids ^ 10 % en poids par rapport an poids de 
I'alcoxyde de silicium. 

Le solvant que Ton utilise dans la presente invention est de pre- 
15 ference un alcool inf6rieur, lin6aire ou ramifie, mieux encore Tethanol. 

La quantity de solvant utilise dans la pr6sente invention varie de 
1 % en poids 21 85 % en poids par rapport au poids du sol. 

Enfin, la quantite d'eau utilis^e dans le materiau doit Stre suffi- 
sante pour obtenir une hydrolyse totale ou partielle de I'alcoxyde de sili- 
20 cium. 

Le pH de Teau de Thydrolyse se situe de preference dans I'inter- 
valle allant de 1 ^ 4, mieux encore dans Tintervalle allant de 1 a 2. 

La presente invention conceme aussi un materiau photostable 
comprenant un filtre solaire photosensible associe knn materiau photosta- 
25 bilisant elabore par voie sol-gel incluant : 

(a) au moins un alcoxyde de silicium, 

(b) au moins un solvant, 

(c) au moins un tensioactif non ionique et 

(d) de I'eau. 

30 Par materiau photostable, on entend un materiau presentant une 

stabilite amelioree vis-^-vis du rayonnement UV. 

Tous les constituants (a), (b),(d) et le filtre solaire photosensible 
du materiau photostable sont tels que decrits ci-dessus. 

Les tensioactifs non ioniques convenant dans le materiau photo- 
35 stable selon la presente invention sont notanrmient choisis parmi les 
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alcools, les alkylphenols ou les acides gras polyethoxyles. 
polypropoxyles ou polyglycerol6s, k chaine grasse compoitant de 6 k 32 
atomes de carbone, de pr6f6rence de 8 ^ 18 atomes de carbone, le nombre 
de groupements oxyde d'ethylene ou oxyde de propylene etant compris 
5 entre 2 et 100, de preference entre 2 et 50 et le nombre de groupements 
glycerol 6tant compris entre 2 et 30. 

On peut egalement citer comme tensioactifs non ioniques, les 
copolym&res d'oxydes d'ethyl&ne et de propylene; les condensats 
d'oxydes d'dthyl&ne et de propyl&ne sur des alcools gras ; les amides gras 

10 poly6thoxyl6s ay ant de pr^f^rence 2 k 30 moles d'oxyde d'dthylene ; les 
amides gras polyglyceroles comportant de preference 1^5 groupements 
glycerol et en particulier 1,5 it 4 ; les amines grasses polyethoxylees ay ant 
de preference 2 k 30 moles d'oxyde d'ethylfene ; les esters d'acides gras du 
sorbitanne 6thoxyl6s avec 2 ^ 30 moles d'oxyde d'^thylfene ; les esters 

15 d'acide gras de sucrose, les esters d'acides gras du poly^thyleneglycol, les 
aUcylpolyglucosides, les derives carbamates ou amides de N-alkylgluca- 
mines, les aldobionamides, les oxydes d'amines tels que les oxydes 
d'alkylamines ou de N-acylamidopropyl-morpholine. 

Parmi les tensioactifs mentionn6s ci-dessus, on preffere utiliser 

20 tout particulierement un 4-(l,l,3,3-tetram6thylbutyl)ph6nol polyethoxy- 
le. Ce dernier est commercialise sous le nom de Triton® XI 00 chez Rohm 
& Haas. 

Pour obtenir de preference Teffet de photostabilisation le 
meilleur, les constituants du materiau photostable selon Tinvention sont 
25 ajoutes de la maniere suivante. On ajoute k un solvant Talcoxyde de sili- 
cium, puis dans Tordre indique ci-apres : 

(1) le tensioactif non ionique, 

(2) le filtre solaire photosensible, et 

(3) I'eau. 

30 Le materiau photostable ainsi obtenu peut etre seche et broye, et remis en 
contact avec un autre alcoxyde de silicium et/ou un solvant et de I'eau pour 
effectuer un traitement de surface de la poudre. On obtient alors une cou- 
che suppiementaire qui ameliore encore la stabilite vis-a-vis du rayonne- 
ment UV. 
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Un objet supplementaire de la pr6sente invention est une compo- 
sition cosm6tique et/ou dermatologique, comprenant dans un support cos- 
m6tiquement et/ou dermatologiquement acceptable, une quantite efficace 
d*un materiau photostable selon Tinvention. 

Cette composition cosmetique et/ou demiatologique comprend 
le materiau photostable selon Tinvention en une quantite efficace allant de 
1 % en poids a 99 % en poids, de preference de 1 % en poids a 60 % en poids, 
par rapport au poids total de la composition. 

La composition cosmetique et/ou dermatologique peut se pre- 
senter sous la forme d'un sol filmifiable, applicable directement sur la 
peau pour assurer sa protection contre le rayonnement ultraviolet. Cette 
application peut se faire, par exemple, au moyen d'un spray. 

De pr6f6rence, le materiau photostable selon Tinvention est se- 
che et broye, et ajoute sous forme de particules dans une composition cos- 
metique et/ou demiatologique. La taille moyenne des particules obtenues 
apres s6chage et broyage du materiau photostable, se situe dans Tihterval- 
le allant de 0, 1 2l 50 Jim, de pr6f6rence de 0, 1 ^ 20 |-Lm, mieux encore de 0, 1 
2i 10 |xm. 

Les compositions cosm6tiques et/ou dermatologiques visees par 
la presente invention peuvent bien entendu contenir un ou plusieurs filtres 
solaires compldmentaires actifs dans TUV-A et/ou I'UV-B, hydrosolu- 
bles, liposolubles ou insolubles dans les solvants cosmetiques couram- 
ment utilises, differents des filtres solaires photosensibles definis ci-des- 
sus. Ces filtres complementaires peuvent etre notanunent choisis parmi 
les d6riv6s salicyliques, les derives du camphre, les derives de triazine 
tels que ceux decrits dans les demandes de brevet US 4 367 390, 
EP0863145. EPOS 17104, EP0570838, EP0796851, EP0775698, 
EP0878469, EP0933376 et EP0893119, les derives de la benzophenone. 
les derives de 6,6 -diphenylacrylate, les derives de benzimidazole, les 
derives de methylene-bis(hydroxyphenylbenzotriazole) tels que ceux de- 
crits dans les demandes de brevet US 5 237 071, US 5 166 355, 
GB2303549, DE19726184 et EP0893119, les derives de Tacide p- 
aminobenzoique, les polymeres hydrocarbones filtres et silicones filtres 
decrits dans la demande WO-93/04665, ainsi que les derives de bis(ben- 
zoazolyle) tels que ceux decrits dans la demande de brevet EP0669323 et 
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US 2 463 264. 

Comme exemples de filtres solaires complementaires actifs dans 
ITJV-A et/ou rUV-B, on peut citer : 
Tacide p-aminobenzoique, 
le p-aminobenzoate ethoxyle (25 moles), 
le p-dimethylaminobenzoate de 2-ethylhexyle, 
le p-aminobenzoate d'6thyle N-propoxyle, 
le p-aminobenzoate de glycerol, 
le salicylate d'homomenthyle, 
le salicylate de 2-6thylhexyle, 
le salicylate de tri^thanolamine, 
le salicylate de 4-isopropylbenzyle, 
Tanthranilate de menthyle, 

le 2-cyano-3,3-diphdnylacrylate de 2-6thylhexyle, 

le 2-cyano-3,3-diph6nylacrylate d'ethyle, 

Tacide 2-ph€nylbenzimid£izole-5-sulfonique et ses sels, 

le 3-(4-trim6thylammonium)-benzylidene-boman-2-one-methyl- 

sulfate, 

la 2-hydroxy-4-m6thoxybenzophenone, 

le 2-hydroxy-4-m6thoxybenzoph6none-5-sulfonate, 

la 2,4-dihydroxybenzoph6none, 

la 2,2\4,4-tetrahydroxybenzophenone, 

la 2,2'-dihydroxy-4,4-dimethoxybenzophenone, 

la 2-hydroxy-4-n-octoxybenzophenone, 

la 2-hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone, 

I'acide a-(2-oxobom-3-ylidene)-tolyl-4-sulfomque et ses sels, 

la 3-(4'-sulfo)benzylidene-boman-2-one et ses sels, 

le 3-(4-methylbenzylidene)-d,l-camphre, 

le 3-benzylidene-d,l-camphre, 

Tacide urocanique, 

la 2,4,6-tris-[p-(2 -ethylhexyl- 1 -oxycarbonyl)anilino]- 1 ,3,5- 
triazine, 

la 2-[(p-(tertiobutylamido)anilino]-4,6-bis-[(p-(2-ethylhexyl- 
1 -oxycarbonyl)anilino]- 1 ,3,5-triazine, 

la 2,4-bis { [4-(2-6thylhexyloxy)-2-hydroxy]ph6nyl } -6-(4- 
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methoxyphenyl)-l,3,5-triazine (TINOSORB®, CfflA GEIGY), 
le polymere de N-(2 et 4)-[(2-oxobom-3-ylid^ne)methyl)- 
benzyl]-acrylamide, 

Tacide l,4-bis-benziirddazolyl-phenylene-3,3'»5,5 -tetrasulfo- 

nique ainsi que ses sels solubles, 

les polyorganosiloxanes a fonction benzalmalonate, 

les polyorganosiloxanes a fonction benzotriazole tel que le Dro- 

metrizole^Trisiloxane, 

le [2,2'-methylene-bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(l,l,3,3-t6- 
trani6thylbutyl)phenol] sous forme solubilisee telle que le pro- 
duit vendu sous la denomination MDOCIM® BB/100 par la 
Societe FAIRMOUNT CHEMICAL, ou bien sous forme insolu- 
ble micronis6e telle que le produit vendu sous la denomination 
TINOSORB® M par la sociSte CIB A GEIGY, 
le [2,2-methylene-bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(methyl)- 
ph6nol] sous forme solubilisee telle que le produit vendu sous la 
d6nominationMIXXIM® BB/200 par la Societ6 FAIRMOUNT 
CHEMICAL. 

Les compositions selon Tinvention peuvent egalement contenir 
des agents de bronzage et/ou de brunissage artificiel de la peau (agents au- 
tobronzants) tels que, par exemple, de la dihydroxyac^tone (DHA). 

Les compositions cosmfitiques et/ou dermatologiques selon Tin- 
vention peuvent encore contenir des pigments ou bien encore des nanopig- 
ments (taille moyenne des particules primaires : gen6ralement entre 5 nm 
et 100 nm, de pr^fdrence entre 10 et 50 nm) d'oxydes m6talliques enrobes 
ou non, comme par exemple, des nanopigments d'oxyde de titane (amor- 
phe ou cristallise sous forme rutile et/ou anatase) de fer. de zinc, de zirco- 
nium ou de cerium qui sont tous des agents photoprotecteurs bien connus 
en soi agissant par blocage physique (reflexion et/ou diffusion) du rayon- 
nement UV. Des agents d'enrobage classiques sont par ailleurs Talumine 
et/ou le stearate d'aluminium. De tels nanopigments d'oxydes metalli- 
ques, enrobes ou non enrobes, sont en particulier d^crits dans les deman- 
des de brevets EP-A-0 518 772 et EP-A-0 518 773. 

Les compositions conformes a la presente invention peuvent 
comprendre en outre des adjuvants cosmetiques classiques, notanunent 
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choisis parmi les corps gras, les solvants organiques, les epaississants 
ioniques ou non ioniques, les adoucissants, les antioxydants, les agents 
anti-radicaux libres. les opacifiants, les stabilisants, les emollients, les 
silicones, les a-hydroxyacides, les agents anti-mousse, les agents hydra- 
5 tants, les vitanaines, les parfums, les conservateurs, les tensioactifs, les 
charges, les sequestrants, les polym&res, les propulseurs, les agents alca- 
linisants ou acidifiants, les colorants ou tout autre ingredient habituelle- 
ment utilis6 dans le domaine cosm6tique et/ou dermatologique, en particulier 
pour la fabrication de compositions antisolaires sous forme d'^mulsions. 
10 Les corps gras peuvent Stre consdtu6s par une huile ou une cire 

ou leurs melanges. Par huile, on entend un compos6 liquide k temperature 
ambiante. Par cire, on entend un compose solide ou substantiellement so- 
lide k temperature ambiante, et dont le point de fusion est gen6ralement 
sup6rieur k 35 ''C. 

15 Connme huiles, on pent citer les huiles min6rales (vaseline) ; 

veg6tales (huile d'amande douce, de macadanciia, de p6pin de cassis, de jo- 
joba) ; synth6tiques comme le perhydrosquadene, les alcools, les acides ou 
les esters gras (conmie le benzoate d'alcools en C 22-^15 vendu sous la de- 
nomination "Finsolv TN" par la societe Finetex, le palmitate d'octyle, le 

20 lanolate d'isopropyle, les triglycerides dont ceux des acides caprique/ca- 
prylique), les esters et 6thers gras ethoxyles ou propoxyles ; siliconees 
(cyclom6thicone de preference ^ 4 ou 5 atomes de silicium, polydimethyl- 
siloxane ou PDMS) ou fluorees, les polyalkyl&nes. 

Comme composes cireux, on peut citer la paraffine, la cire de 

25 camauba, la cire d'abeille, Thuile de ricin hydrogenee. 

Parmi les solvants organiques, on peut citer les alcools et 
polyols inf6rieurs. 

Les epaississants peuvent etre choisis notamment parmi les aci- 
des polyacryliques reticules, les gommes de guar et celluloses modifiSes 

30 ou non telles que la gonune de guar hydroxypropylee, la methylhydroxy- 
ethylcellulose, rhydroxypropylmethylcellulose et les gommes de silico- 
ne comme, par exemple, un derive de polydimethylsiloxane. 

Les compositions cosmetiques et/ou demiatologiques selon Tin- 
vention peuvent etre preparees selon les techniques bien connues de 

35 Thomme de metier, en particulier celles destinies k la preparation d'emul- 
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sions de type huile-dans-reau ou eau-dans-rhuile. 

Cette composition cosmetique et/ou dermatologique peut se pre- 
senter en particulier sous forme d'emulsion, simple ou complexe (H/E, 
E/H, H/E/H ou E/H/E) telle qu'une creme, un lait, ou sous la forme d'un gel 
ou d'un gel creme, de poudre, de bStonnet solide et eventuellement Stre 
conditionnee en aerosol et se presenter sous forme de mousse ou de spray. 

De preference, les compositions cosm6tiques et/ou dermatologi- 
ques selon Tinvention se pr6sentent sous la forme d'une Emulsion huile- 
dans-reau. 

Lorsqu'il s'agit d'une Emulsion, la phase aqueuse de celle-ci peut 
comprendre une dispersion vesiculaire non ionique preparee selon des 
proc6d6s connus (Bangham, Standish and Watkins, J. MoL Biol. 13, 238 
(1965), FR 2 315 991 e FR 2 416 008). 

La composition cosmetique et/ou dermatologique selon inven- 
tion est utilis€e comme composition protectrice de la peau ou des mati&res 
keratiniques, contre les rayons ultraviolets, comme composition antiso- 
laire ou conmie produit de maquillage. 

Lorsque la composition cosmetique selon Tinvention est utilis6e 
pour la protection des cheveux, elle peut se presenter sous forme de sham- 
poing, de lotion, de gel, d'emulsion, de dispersion vesiculaire non ioni- 
que, et peut constituer, pair exemple, une composition a rincer, a appliquer 
avant ou apres shampoing, avant ou apres coloration ou decoloration, 
avant, pendant ou aprfes permanente ou defrisage, une lotion ou un gel 
coiffant ou traitant, une lotion ou un gel pour le brushing ou la mise en 
plis, une composition de permanente ou de defrisage, de coloration ou de- 
coloration des cheveux- 

Les exemples sont donn6s k titre illustratif de la presente inven- 
tion et ne sont congus en aucune maniere pour 6tre liraitatifs. 

Exemple 1 

On synth6tise un materiau par voie sol-gel a partir de : 
Tetra6thoxysilane (TEOS) 1,8 g 

Ethanol absolu 13,6 g 

Eau (HCl 0,01 N) 1,0 g 

Triton® X- 100 0.6 g 
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Parsol® 1789 0,04 g 

le t6tra6thoxysilane provenant de la soci6t6 Fluka, le Parsol® 1789 etant 
commerciaUse par la soci6te HOFFMANN-LAROCHE, et le Triton® X- 
100 6tant commercialism par la soci6t6 Rohm & Haas. 
5 On ajoute le TEOS k I'^thanol sous agitation. On ajoute ensuite le 

Triton® X-100 sous agitation, puis le Parsol® 1789. toujours sous agita- 
tion. Auciine incompatibility entre les composants n'est observ^e. On agi- 
te le melange pendant 5 minutes. On ajoute I'eau (HCl 0,01 N) et on agite 
pendant 60 minutes k 30 "C. On laisse revenir le m61ange k temperature 
10 ambiante sous agitation. Le matdiiau est prSt k I'emploi. 

Exemple 2 

On synth6tise un materiau par voie sol-gel k partir de : 



Tdtra^dioxysUane (TEOS) 1,8 g 

15 Ethanol absolu 14,43 g 

Eau(HC10,lN) 1.5 g 

Triton® X-100 0,6 g 

Parsol® 1789 0.05 g 

M6thyltri6thoxysilane (MTES) 3,2 g 



20 le t6tra6thoxysilane provenant de la soci^te Fluka, le Parsol® 1789 etant 
commercialise par la soci6t6 HOFFMANN-LAROCHE, le Triton® X-100 
^tant commercialise par la soci6te Rohm & Haas, et le m6thyltri6thoxysi- 
lane dtant conmiercialise par la societe Interchim. 

On ajoute le TEOS k I'ethanol sous agitation. On ajoute ensuite le 

25 Triton® X-100 sous agitation, puis le Parsol® 1789, toujours sous agitation. 
On agite le melange pendant 5 minutes. On ajoute de I'eau (HCl 0,01 N) et 
on agite le melange pendant 30 minutes a 48 °C. On laisse revenir le me- 
lange k temperature ambiante sous agitation. Le sol ainsi obtenu est place 
dans une etuve ventilee, k 50 °C, pendant 24 heures. On obtient alors un 

30 solide blanc que Ton broie afin d'obtenir une poudre blanche. 

Par ailleurs, on prepare un sol a partir du MTES. Pour cela, on 
melange le MTES, I'ethanol et I'eau k temperature ambiante et on agite le 
melange pendant 1 heure k temperature ambiante. Ensuite, on dissout 
500 mg de la poudre obtenue plus haut dans ce sol prepare k partir du 
MTES. Ce nouveau sol contenant de la poudre est pr6t k I'emploi. 
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Essais de stability vis-k-vis du ravonnement UV 

On a ensuite r6alis6 des essais de stabilite vis-^-vis du rayonne- 
ment UV du Parsol® 1789 en irradiant les materiaux obtenus dans les 
5 exemples 1 et 2 ainsi que, a titre de comparaison, des materiaux compor- 
tant le Parsol 1789 mais sans tensioactif. 

Les materiaux sont d£pos6s sur des plaques de verre (lames de 
microscope). II se forme des films sur les plaques apres Evaporation des 
composants volatiles du melange. Le temps de s6chage des films est rapi- 
10 de, c'est-^-dire entre 1 et 3 minutes. 

On irradie alors les films obtenus, dans les conditions suivantes : 

- Energie de la lampe UV-A =19 mW/cm^, 

- Energie de la lampe UV-B = 0,6 mW/cm^, 

- Temps d'irradiation = 20 minutes. 

15 Ces conditions correspondent a environ 1 heure d'ensoleillement. 

La photod6gradation est suivie par spectrophotom6trie d'ab- 
sorption ou par HPLC. Les r6sultats sont regroupds dans le tableau sui- 
vant. 

20 Tableau 



Materiaux 
Studies 


Filmifi- 
cation 


Photodegradation au 
bout de 20 minutes 
d'irradiation 


TEOS 


non 




MTES/TEOS 
40/60 (en moles) 


oui 


70% 


MTMS 


oui 


55 % 


TEOS-3,7% 
Triton® X-100 
(exemple 1) 


oui 


25 % (± 2 %) 


TEOS-3.7% 
Triton® X- 
100/MTES 
(exemple 2) 


oui 


20 % (± 2 %) 



35 MTMS : m6thyltrim6thoxysilane. 
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D'apr^s ce tableau, les materiaux selon la pr^sente invention pr6- 
sentent une meilleure stability vis-^-vis du rayonnement UV par rapport 
aux materiaux ne contenant pas de tensioactif. De plus, on a observe une 
remanence k I'eau, pure ou saline, et aux huiles cosmetiques polaires et 
5 apolaires, de tous les materiaux 6tudi6s. 
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REVENDICATIONS 

1. Proced6 pour am61iorer la stabilite vis-k-vis du rayonnement 
UV d'un filtre solaire photosensible, caract6ris6 en ce qu'il comprend Tin- 
corporation dudit filtre dans un inat6riau photostabilisant 61abor6 par voie 
sol-gel k partir d*au moins un alcoxyde de silicium et d'au moins un ten- 
sioactif. 

2. Proc6d6 selon la revendication 1, caracteris6 en ce que le ma- 
teriau photostabilisant 61abor6 par voie sol-gel comprend au moins un al- 
coxyde de silicium, au moins un tensioactif, au moins un solvant et de 
Teau. 

3. Proc^de selon la revendication 1 ou 2, caract€ris6 en ce que 
I'alcoxyde de silicium est choisi parmi ceux repondant aux formiales sui- 
vantes : 

Si(ORi)4 (I) 
R-Si(ORi)3 (II) 
(Rl 0)3-Si-R"-Si(ORi)3 (III) 
R-Si(ORi)2 (IV) 
R' 

dans lesquelles : 

Rj represente un groupe alkyle lineaire ou ramifie, en Cj.3q, de preference 
en ; 

R et R', independamment I'un de Tautre, representent un groupe alkyle li- 
neaire ou ramifie, un groupe cycloalkyle, un groupe aryle substitue ou 
non, lesdits groupes R et R' pouvant comporter en plus un groupe cosmeti- 
quement ou demiatologiquement actif ; 

R" represente un groupe alkylene lineaire ou ramifie, un groupe cycloal- 
kylene, un groupe arylene substitue ou non, ledit groupe R" pouvant com- 
porter en plus un groupe cosmetiquement ou demiatologiquement actif. 

4. PTOc6d6 selon Tune quelconque des prec^dentes revendica- 
tions, caracterise en ce que I'alcoxyde de silicium est choisi dans Tensem- 
ble constitu6 par le tetra-ethoxysilane et le methyltriSthoxysilane. 

5. Proc6d6 selon Tune quelconque des pr6c6dentes revendica- 
tions, caractdris6 en ce que le tensioactif est un tensioactif non-ionique. 

6. Procede selon la revendication 5, caract6ris6 en ce que le ten- 
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sioactif non-ionique est choisi parmi les alcools, les alkylphenols ou les 
acides gras poly 6thoxy les, polypropoxyles ou polyglyceroles, a chaine 
grasse comport ant de 6 ^ 32 atomes de carbone, le nombre de groupements 
oxyde d*ethylfene, oxyde de propylene etant compiis entre 2 et 100 et le 
5 nombre de groupements glycerol etant compiis entre 2 et 30 ; les 
copolymeres d'oxydes d^ethylene et de propylene ; les condensats d'oxydes 
d'6thylfene et de propylene sur des alcools gras ; les amides gras polye- 
thoxyles ; les amides gras polyglycerol6s ; les amines grasses polyethoxy- 
16es ; les esters d'acides gras du sorbitanne 6thoxyles ; les esters d'acides 
10 gras de sucrose ou du polyethyl&neglycol ; les alkylpolyglucosides ; les 
derives amides ou carbamates de N-alkylglucamine. les aldobionamides 
et les oxydes d'amines. 

7. Proc6d6 selon Tune quelconque des pr6c6dentes revendica- 
tions, caract6rise en ce que le tensioactif est un 4-(l,l,3,3-tetramethylbu- 

15 tyl)ph6nol polyethoxyle. 

8. Proced6 selon Tune quelconque des pr^cedentes revendica- 
tions, caract6ris6 en ce que le tensioactif est present en une quantit6 allant 
de 0,01 % ^ 99 % en poids, et de pref6rence de 10 % 60 % en poids, par 
rapport k I'alcoxyde de silicium. 

20 9. Proc^de selon Tune quelconque des precedentes revendica- 

tions, caracteris6 en ce que le filtre solaire photosensible est choisi dans 
I'ensemble constitue par les d6riv6s du dibenzoylm6thane et les derives de 
I'acide cinnamique. 

10. Procede selon Tune quelconque des precedentes revendica- 

25 tions, caracterise en ce que le filtre photosensible est choisi parmi : 

- le 2-m6thyldibenzoylm6thane, 

- le 4-methyldibenzoylm6thane, 

- le 4-isopropyldiben2oylme thane, 

- le 4-tert-butyldibenzoylmethane, 
30 - le 2,4-dimethyldiben2oylmethane, 

- le 2,5-dimethyldibenzoylm6thane, 

- le 4,4*-diisopropyldibenzoylmethzine, 

- le 4,4'-dimethoxydibenzoylmethane, 

- le 4-tert-butyl-4'-methoxydibenzoylm6thane, 

35 - le 2-methyl-5-isopropyl-4*-methoxydiben2oylmethane, 
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- le 2-inethyl-5-tert-butyl-4'-in6thoxydibenzoylinethane, 

- le 2,4-dimethyl-4 -methoxydibenzoylm6thane, 

" le 2,6-dimethyl-4-tert-butyl-4'-rnethoxydibenzoylmethane. 

11. Proced6 selon Tune quelconque des precedentes revendica- 
5 tions, caracteris6 en ce que le filtre solaire photosensible est le 4-tert-bu- 

tyl-4'-in6thoxydibenzoylinethane. 

12. Proced6 selon Tune quelconque des revendications 1 k 9, ca- 
racteris6 en ce que le filtre solaire photosensible est choisi parmi les deri- 
v6s de I'acide cinnamique repondant k la formule gen6rale suivante : 

10 




20 dans laquelle : 
A repr6sente : 

- un groupe OR^, etant choisi parmi un atome d'hydrogene, un 
groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en Cj-Cig, lineaire, ramifie 
ou cyclique, sature ou insatur6, un sel de m6tal alcalin ou alcalino-terreux. 

25 un ion ammonium, 
ou 

- un groupe NHR"^, R"^ etant choisi parmi un atome d'hydrogene, 
un groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en Cj-Cjg, lineaire, rami- 
fie ou cyclique, sature ou insature ; 

30 R^ represente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en C j -C^, de preferen- 
ce methoxy, un groupe alkyle en Cj-C^g, lineaire, ramifie ou cyclique, sa- 
ture ou insature; 

R^ repr6sente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en C j-Cg, de preferen- 
ce methoxy. 

35 13. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que le 
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filtre solaire photosensible est le p-cinnamate de 2-6thylhexyle, 

14. Proc6d6 selon Tune quelconque des prec6dentes revendica- 
tions, caract6ris6 en ce que le filtre solaire photosensible est present en 
une quantite allant de 0, 1 % en poids jusqu*^ sa limice de solubilite dsms le 

5 sol, par rapport au poids de I'alcoxyde de silicium. 

15. Proc^de selon Tune quelconque des prec6dentes revendica- 
tions, caract6rise en ce que le filtre solaire photosensible est present en 
une quantite allant de 0,1 % en poids a 10 % en poids par rapport au poids 
total de I'alcoxyde de silicium. 

10 16. Proc6d6 selon Tune quelconque des pr6c6dentes revendica- 

tions, caract^ris6 en ce que le solvant est un alcool. 

17. Proced6 selon la revendication 16, caracteris6 en ce que Tal- 
cool est un un alcool inf6rieur, lin6aire ou rainifi6. 

1 8. Proc^de selon la revendication 17, caract^rise en ce que Tal- 
is cool est TethanoL 

19. Procede selon Tune quelconque des pr6c6dentes revendica- 
tions, caracterise en ce que le solvant est present en une quantite allant de 
1 a 85 % en poids par rapport au poids total du materiau. 

20. Procede selon Tune quelconque des precddentes revendica- 
20 tions, caract6rise en ce que le pH de Teau de I'hydrolyse se situe dans Tin- 

tervalle allant de 1 i 4. 

21. Procede selon Tune quelconque des precedentes revendica- 
tions, caracterise en ce que le pH de Teau de I'hydrolyse se situe dans Tin- 
tervalle allant de 1 k 2. 

25 22. Materiau photostable, caracterise en qu'il comprend un filtre 

solaire photosensible associe a un materiau photostabilisant elabore par 
voie sol-gel incluant : 

(a) au moins un alcoxyde de silicium, 

(b) au moins un solvant, 

30 (c) au moins un tensioactif non ionique et 

(d) de Teau. 

23. Materiau photostable selon la revendication 22, caracterise 
en que I'alcoxyde de silicium est choisi parmi ceux r6pondant aux formules 
suivantes : 
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Si(ORi)4 (I) 
R-Si(ORi)3 (H) 
(Rj 0)3-Si-R"-Si(ORi)3 (III) 
R-Si(OR|)2 (IV) 
R' 

dans lesquelles : 

Rj repr6sente un groupe alkyle lin6aire ou ramifi^, en de preference 

en Ci.g ; 

R et R', ind^pendamment Tun de i'autre, representent un groupe alkyle li- 
neaire ou ramifi6, un groupe cycloalkyle, un groupe aryle substitue ou 
non, lesdits groupes R et R' pouvant comporter en plus un groupe cosmeti- 
quement ou dermatologiquement actif ; 

R" represente un groupe alkyl&ne lin^aire ou ramifi6, un groupe cycloal- 
kylene, un groupe arylfene substitue ou non, ledit groupe R" pouvant com- 
15 porter en plus un groupe cosmetiquement ou dermatologiquement actif. 

24. Materiau photostable selon la revendication 22 ou 23, carac- 
t6rise en ce que Talcoxyde de siHcium est choisi dans Tensemble constitue 
par le tetra-ethoxysilane et le methyltriethoxysilane. 

25. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
tions 22 k 24, caracterise en ce que le tensioactif non-ionique est choisi 
parmi les alcools, les alkylphenols ou les acides gras polyethoxyles, poly- 
propoxyles ou polyglyceroles, k chaine grasse comportant de 6 ^ 32 
atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'dthylene, oxyde de 
propylene etant compris entre 2 et 100 et le nombre de groupements 

25 glycerol 6tant compris entre 2 et 30 ; les copolymeres d'oxydes d'ethylene et 
de propylene ; les condensats d'oxydes d'^thylene et de propylene sur des 
alcools gras ; les amides gras polyethoxyles ; les amides gras polyglycero- 
les ; les amines grasses polyethoxylees ; les esters d'acides gras du sorbi- 
tanne ethoxyles ; les esters d'acides gras de sucrose ou du polyethylene- 

30 glycol ; les alkylpolyglucosides ; les derives amides ou carbamates de N- 
alkylglucamine, les aldobionamides et les oxydes diamines. 

26, Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
tions 22 k 25. caracteris6 en ce que le tensioactif est un 4-( 1,1,3, 3-tetrame- 
thylbutyl)phenol polyethoxyle. 

35 27. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
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tions 22 k 26, caracteris6 en ce que le filtre solaire photosensible est choisi 
dans Tensemble constitu6 par les derives du dibenzoylmethane et les deri- 
ves de I'acide cinnamique. 

28. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
5 tions 22 a 27, caract€ris6 en ce que le filtre photosensible est choisi parmi : 

- le 2-m6thyldibenzoylmethane, 

- le 4-m6thyldibenzoylm€thane, 

- le 4-isopropyldibenzoylm6thane, 

- le 4-tert-butyldibenzoylmethane, 
10 - le 2,4-dim6thyldibenzoylinethane, 

- le 2.5-dim6thyldibenzoylm6thane, 

- le 4,4 -diisopropyldibenzoylm6thane, 

- le 4,4 -dim6thoxydibenzoylm6thane, 

- le 4-tert-butyl-4'-m6thoxydibenzoylm6thane, 

15 - le 2-m6thy 1-5 -isopropyl-4'-m6thoxy dibenzoylmethane, 

- le 2-methyl-5-tert-butyl-4-m6thoxydibenzoylm6thane, 

- le 2,4-dimethyl-4'-m6thoxydibenzoylm6thane, 

- le 2,6-dim6thyl-4-tert-butyl-4-methoxydibenzoylmethane. 

29. Mat6riau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
20 tions 22 k 28, caracteris6 en ce que le filtre solaire photosensible est le 4- 

tert-butyl-4'-m6thoxydibenzoylm6thane. 

30. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
tions 22 k 27, caracterise en ce que le filtre solaire photosensible est choisi 
parmi les derives de Tacide cinnamique r^pondant a la formule generale 

25 suivante : 




wo 01)^4762 



PCT/FROO/02688 



23 



dans laquelle : 
A represente : 

- un groupe OR^, etant choisi parmi un atome d'hydrogene, un 
groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en CpCjg, lineaire, ramifi6 
ou cyclique, sature ou insature, un sel de metal alcalin ou alcalino-terreux, 
un ion ammonium, 

ou 

- un groupe NHR"*, R^ etant choisi parmi un atome d'hydrogene, 
un groupe phytyle ou benzyle, un groupe alkyle en Cj-Cjg, lineaire, rami- 
fi6 ou cyclique, sature ou insature ; 

K) represente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en C pC^, de preferen- 
ce m6thoxy, un groupe alkyle en CpCjg, lin6aire, ramifie ou cyclique, sa- 
ture ou insatur6; 

R^ represente un groupe choisi parmi H, OH, alcoxy en Cj-Cg, de preferen- 
ce m^thoxy. 

31. Mateiiau photostable selon la revendication 30, caracterise 
en ce que le filtre solaire photosensible est le p-cinnamate de 2-6thyl- 
hexyle. 

32. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
tions 22 a 3 1 , caract6rise en ce que le solvant est un alcooL 

33. Materiau photostable selon la revendication 32, caracteris6 
en ce que Talcool est un un alcool inf6rieur, lin6aire ou ramifi6. 

34. Materiau photostable selon la revendication 33, caract6ris6 
en ce que Talcool est r^thanol. 

35. Materiau photostable selon Tune quelconque des revendica- 
tions 22 k 34, caracterise en ce que Ton ajoute k un solvant Talcoxyde de si- 
licium, puis dans I'ordre suivant le tensioactif non ionique, le filtre solaire 
photosensible et Teau. 

36. Materiau photostable selon la revendication 35, caracterise 
en ce qu'il est seche et broye, et remis en contact avec un autre alcoxyde de 
silicium et/ou un solvant et de Teau. 

37. Composition cosmetique et/ou dermatologique comprenant 
un filtre photosensible au rayonnement UV, caracterisee en ce qu'elle 
comprend dans un support cosmetiquement et/ou dermatologiquement 
acceptable, une quantite efficace d'un materiau photostable selon Tune 
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quelconque des revendications 22 k 36. 

38. Composition cosm6tique et/ou dermatologique selon la re- 
vendication 37, caract6iis6e en ce que Ton peut ajouter en outre un additif 
choisi parmi les filtres solaires diff^rents des filtres solaires 

5 photosensibles, les agents de bronzage et/ou de brunissage artificiel de la 
peau, des pigments, des corps gras, des solvants organiques, des 6paissis- 
sants, des adoucissants, des antioxydants.. 

39. Composition cosm6tique et/ou dermatologique selon la re- 
vendication 37 ou 38, caracterisee en ce que Ton ajoute le materiau photo- 

10 stable selon Tune quelconque des revendications 22 k 36 en une quantite 
efflcace allant de 1 % en poids k 99 % en poids, de preference de 1 k 60 % en 
poids par rapport au poids total de la composition cosmetique et/ou derma- 
tologique. 

40. Composition cosmetique et/ou dermatologique selon Tune 
15 quelconque des revendications 37 k 39, caracterisee en ce qu'elle com- 

prend le materiau photostable sous la forme de particules obtenues par s6- 
chage et broyage. 

41. Composition cosmetique et/ou dermatologique selon Tune 
quelconque des revendications 37 k 40, caracterisee en ce que la taille 

20 moyenne des particules obtenues par sechage et broyage du materiau pho- 
tostable se situe dans Tintervalle allant de 0, 1 a 50 jim, de preference de 
0,1 k 20 lom. 
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